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摘要(译)

本发明实施例提供一种TFT阵列基板及其制作方法和显示装置，涉及显
示装置制造领域，防止了电极狭缝边角产生的液晶反向旋转畴和向错
线，从而提高了该区域的透光率。其方法包括：通过改变下层电极的形
状，使上层电极的狭缝的边角与下层电极在竖直方向上不存在对应交
叠，以削弱此区域的电场强度。本发明实施例用于TFT阵列基板制造。
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